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. . Este i.nvento BO reﬁere e la aplioaci&: de oomponcmnes 1£
quidas de emulsicmado sobre papel y otros mteriales fotograficos. Bl
témino ”matarial" que se emplea en esta memoria descriptlva mcluye

cualquiar papal i) otra fibra on cintas o bandas enrrollables 'y asinig

mo aquelloa ma'temales previamente emulsionados, oonsiderando la emul

' si&n ya e:dstante como parto integranto del ma.tem.al, en la descrip——

:'cnSn ds la prosenta memoru.

Eate invento esté peusado en forma particular, POTO NO EX~m

c].usiva, para gso en el emulsionado de pelioulas o fibras de papel -
-eon emulsiones fotograficas liqnidas ¥y por tanto se mencionard con ma

yor a.m;:litud e8¢ campo en la desoripcxon s:.guiente.

Entre loa d:.versos ‘tipoa de aparatos que han sido usados 0
propnestos para. impregw.r liquidos sobre materieles fotogréﬁcos estd
la. as{ llamads mﬁquana de lezusco en la que el mterial & anulsionar
pasa junto a una cubeta con el lfquido, en la que un relieva de emul~
aién ss mant:.ene por efectos de tension de euperfiqie, que Se estable

gen entre el cuerpo del liquido on 1a cubeta Y el material s impreg——

Il nar, de modo que el lfq,uido pasa en ‘forma prograsiva al material nisn
“tras éa’ce avarniza. Esta tecmca 8e.'usa en gran escala en la Industris

"de. 1; Fotografia pars la fabmoaciﬁn de polfcula ¥y papel Totogrifioo,

Iaa. oonooida tonica ae enulsionado por menisco tiere varios inconve——
mentes. El nivel del liquido en. la cubeta ha de mantenerse constante
de una ‘manera rigurona. 81 el nival baja, sunque sea ligeraments, el
memsoo o aahente puede doahaoerse parcial o ’ootalmente, mientras - -
quesi el nivel subiera, le emulsién ssltarfa sobre los bordes del ma.

terial e inundarfa la otra “para. Resumiendo, existe una constante ten

dencis del lfquido'_a alcanzar la superficie poéteﬁor del material ‘=

liaow io que, cont cierta frecuencia, se hace néocesario el uso de doctors )

merginales o diques para mantener la composicidn de emulsidn separada

de loe bordes del material. Bstos dispositivos son bastanie dificulto
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: pa aplicada se verian serlamente afeotados.

- || posioién de la emulsidn. Muchos de esos agentes, no obstante, produ——

| tiene que restringzr su uso en la mayor medida posible.

| 1a fabricacidn de material fotogréfico, si este material ya contiene -

 cargas estéticas de superﬁcze en el material, motivarfa objeciones en

Lo 7T 30807 B

-s0s.de montar y. ajustar. Aun més, la tensiﬁn de superficie debe sery

a.simismo, constante porqus de otro modo ‘61 grosor y calidad de la ca~

' Otra dificultad qm se ha hallado al usar la meno:.onada 8¢
Anioa para 1a apligacidn de emuls:.ones ‘en materiales fotogréfiocos se =
.debe a- c:.erta tendencia del material a repeler la emulsidn. Uno de los
efectos &e eate fenGmeno s el de limitar le veloc:.dad a 1la que el za
*terial puede ser banado por-la emulsifn. Se han hecho diversas suge—
rencias para dejar zanjada este difzcu}tad, entre ellas 1a inolusidn

de materias adheslvas y otros tipos de agentes humedecedores & la com
con efectos-‘ adversos‘enllas emulsionos fotogréficas, por lo que se -

Otra. propoaioi.én que se ha hecho para palisr los inconve— =
nienies mancionados producidos por 1as oargas de electricidad estdti-
ca de los materiales fotogrﬁficos se detalla en la Memoria Descripti-
va de la Patente Estadounidense No. ,2,952-559 (a 18 que corresponde
13 Memorie ‘Descriptiva Briﬁnioa No. 876.925). Esta proposicidn con=-
tiene en principio la: ngutrai;zacién de las cargas de polarizacidn en
el material fofogréﬁco,_ cargando por consiguiente la total sxiperfi—
oie d.el material y de 1a emulsién en'foﬁnﬁ electrostitica con.cargas
q.e polos opuet-sto‘a, antes de dar comienzo & la operaoién de bafiado. Es
te método iequieée el 'uiao de apératos d; yrecio elevado- a csusa de la
_alta tensién que se necesita aplicar s la composicidn de la emulsidn.

Afn mas, 1a proPosici&: de . nt:.liz.ar aire 1onizado para neutralizar las

una capa de enuleién fotogrifica, puesto que estaria expuesta a velar—
se. '

El presents invento proporciona muy buenas velocidades de =
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emulszanado, que se obtienen con aparatos relatxvamente simplea Y pue
den utilzzarse en 1a Industrla Fotogr‘fxoa para revest:r matoriales -
fotogr&ficos con una o més capas de emulsién. .
\ De acuerdo con el presente invento, un material se Teviste
~oon una oompoaxci&n 1fqp1da hacienﬂo que el liquido suba hacia el ma-
-terlal en un seotor qpe se extiende lateralmenta con respecto al mate
<rial mientras éste avanza pur dicho eectar -y mientras se mantiens una
.diferencia potencial entre la oomposicion 1dquida quo pasa por ese -~
sector y wm elemento que se balla junto o en contacto con el lado =
.opuesto_del naterial. El.canpo eléctrico atraviesa el materisl en sl
sector de emulsionadc y no es ngcegario-qlluso d9<a1to voltaje para -
eliminar cualquier tendencia del‘maferial e fégeler'la composicidn de
la emuls16n. ‘ . o _ | |

Puesto que ol flujo o traslado del lfquido al sector de ba~
fiado se hgce coptra ls fgarza_de.grawedad, se consigue con facilidad
que el liquido‘pése»al naterisl en forma perf;cfémente Tegulada con -
la ayuds del campo electrioo.

El 1{guido pusde ser elevado desde un baiic en contacto efeo

~tivo oon la superfioxe inferior del mater1a1 o por medzo de un rodillo

1. intermediario, ccmo en las conooidas mdquinds "Kiss" o de ocontictos.

Bn 13 incorporaei&n 0 aplicaaién~pre§eridi del invento, no
obgtante, el eonxaeto del 1fquido oon el mater1al se hace dspendiendo
ds la formacion del menlsco o relieve del liquido, proporcionando el
invento las mayores ventajas cuando la labor se realiza guiando el ma
terial proxxmo a la superficie del baifio que contiene 1a composici&n -
de emulsidn o préximo a la superfioie-de un sumlnlstradar de composi-
ciéﬁ de emulsién én general; v.g., el suministro de composioidn de =
enuleidn peor medio de un rodillo de coﬁtacto,Aestableoiendo un relie-
ve en la emﬁlsiﬁn_nntre ess superficie yvol @aterial foéogrﬁfico.lkn

este caso, el traslado de la emulsidn a8l material puede reguiarse nuy
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joon este invento, el nivel del iiqui@o en la oubeta deberd mantenerse

30182
Lmb:’uisix variando la intensidad del campo eldotrico. La distancia entre "
la superficio del material a revestir y la superficie del auminietra-
'dor de emulsiﬁn puede ser., lo sufzo:entemente pequefia para permitir que
se mantenga el relieve por efecto de la tensidn de suparfioiew En es~
Vte oaso, ‘ol campo electr6statico no es esencial para mantener el flu~
Jjo de composicion de emulsidn hacia el material, pero ¢l mencionado ~
campo aumenta el ;rea de contaqto entre el relieve del 1fquide y el -
msterial a Tevestir. En clertos momentos, 1a distanoia enire la super
fidie del haxgrial.y 1la del suministrador de emulsidn puede ser tal -

que 1a tensién de superficie no puede por si misma mantener un menis-

to o reiiovq entre la superficie del bafio y el material a revestir.

En ese caso, el campo eléotrico se encarga de mantensr el relieve y

cuando la fuente de energfa sléctrica se descomecta, el relieve 'se

desploma. En esta forma de poner en ﬁrégtica el invento la 1ongitud‘
del relisve de emulsifn en direccidn transversal al material depende
del alcanoa del campo electrostatico on la misma direocion y, limitan—
do ese alcance con reapecto al ancho del material, se pueden dejar 1i
btres de emulsién ciertas porciones marginales previamente detormina——
dag. - ‘ \ .
'”Cuagéq_e;‘:evpstimiehﬁq se Tealiza mientras se mantieme un

campoleleotrostétigo!§ 1o largo dei'ééctor de emulsionado, deo acuerdo

constante en forma.aubstahoial, pero el,niyellnecesario n6 es tan o8~
#ricto como con el bibtema'convenciénal, ni fampocb es neégsario_que
la euberf;oie'dél material a revestir est§';bsolutamento en posicidn
horizontélbcon respscto al sector de enulsionado. ) ‘

- Este invento pueds pomerse en practioa conectando una fuente
de enargia de C.d. o C.C. al suministrador de emulsidn y un electrodo
detris del hateriai para producir un canpo electrostdtico a travds del

sector de emulsionado.
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COmo ya s ha-deolarado, 91 eleotrode situado detfas.del md

3tarial puede estar, bien sQa préximo, o en oontacto direoto con el ma

terial. Este electrodo- puede estar unido o bien formar parte del rodl

. 110 transportador del matarial.

Se daberin tener en’ ouenta las propiedades del material pa~
ra decidir si el mencionado eloctrodo ha de estar o no en contacto -

oon dicho mater;‘.al.’"El contacto direc;l_;é con el material se debe evie-

{tar i la néturalaza‘dei material es tal que el campo elebtrostético

se viera interferido debido a 1a conduccidn de carges a través del ma

terials Por ejemﬁl_o: si’ se f}iéra a revestir un meterial, delgedo y po-

Jroso, con uma compoeiciénhda poca densidad, gue penetrara en el mate-
) ; pd o )

riul, el cémpo electrostitico dejaria de ‘soncentrarse en el sector de

emulsiomdo y el quuido sarv:,ma de aganta conductor, produciendo -

| una subida de. oorriante. _al caso de fabricacidn de pelfcula fotogré
fica, esa eorriente seria, cdmo es obvio,‘ notivo &e objeci&n puesto -

que. afectaria en forma adversa lae propiedades fotog:raficas de la emul
sién. El oontacto dneeto an'bre dicho electrodo 4 el mterial fotogri~
fz_co daria Iugar, en algunos oaeo_s, ala dispersion dol campo electros

titico, debido a la conductividad inhorenie cfe una capa del material.-

. HUn ejemplo de este ‘bipo de materiales fotograﬁoos puede ser ol de al-

o gunas peliculas positivaa ¥ negativas para color, en las que el sopor-

te para la-emu.fls:.on esté compuesto por una capa anti-halo que contiene
lerafitos otro ejemﬁlo ¢s las capas anti—tehsi& (contra resistencia mg
190@.&1‘ a fuerzas Veq:ter‘iore's) conduotoras de electriocidad y los mate—
riales fotogrificos que. tioﬁgﬁ una capa que no estd completamente seca
v por lo tento és conductora. En cuanto a las prob.iodadés eléctricas -
inherentes’ dol;métei-ial fotogrdfico, el factor determinante radica en

la _resistiviééd de la _supai‘ﬁ.cie ¥y en general se he averiguado que el
contacto ;lii‘ecté, e_ntr_e s olectrodo y el material fotogrdfico es mejor

ovitarle, ousndo los materiales a revestir tienen una resistividad -de
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auperficie 1nferior 8 109 ohm/buadrados.l S
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Si se tuviera qup aislar a; alectrodo del materlal, podria

'estar oonstitui&o por un cuerpo o nuolao magnetico de un - rodillo re-

~vest1do por una capa aislante exterior. Algunos materiales adaptablea
;para construxr un revestlmiaﬁto aislante son. poliamidos tales eomo -
el "Akulon" (marca registrada de un poliamido lanzado al mercado por

.AKU N/V)G Arnhem, Palses Bajos), polfmeroa tales como 61 P.VCe "Te--
E ”flon" {marca regzstrada da un- politetrafluoretileno lanzado al merca—

do por E.I. du Pont de Nemours & Go. Hirmington, Del) ¥ "Plexiglass"

(marca registrada de. un polzmetil metracrilato lanzado al mercado por

Rohm & Haas, Filadelfia, Pa.) El grosor de dicha capa aislante puede

ser, por ojemplp, del orden de algunas décimas de milimetro-
“En oualquiera de los casos en que 91 olectrodo se aislg del

matérial fotografico, como #e ha indioado, es necesar:o.utilizar un -

‘ 'campo de corrlente alterna puesto que 91 equivalente electrlco del sis

'tema es 1a oonexion en paralelo de una resistencia’ con wn condensador

que 5¢ conecta a la fuente de energia {representando-el oondensador.-
1& capacidad entre el electrodo ¥y el suministro de composicidn de emul

eian y el reeistor represantando la. reszstencza del material) Cuanto

’mejor ses 1a-oonductiv1dad<del materzal, tanto mis elevada serd la

frecuencia . del campo para poder concentrar la mayor parte de la enexr—

gia electrzca en 6l -elemento capacitivo de la conexiﬁn en paralele -~

~equivalente, reallzandu de esta modo un proceso altamente oficaz.

_ Puesto que el 1nyento Be puede aplicer al emulsionado-sobra
materzales con una res;stzvidad de snperficie inferior & 109 ohm/bua—
drados, el 1nvento puede utilizarse en la aplicaclon de dos o mas ca-

pas de composzcién liquida, una tras otra, sin tener que esperar a que

‘ma capa esté completamente seca antea de aplioar 12 segunda.

Ciertae incorporac1ones del invento, ilustradas por medio -

de ejemplos se van a describlr & continuacion con referencia en los -




10

15

25"

30

aparato para ‘€l banado ‘de’ matenales fotogréﬁcoa, en la 1fnea I-I de

s ohilla de sharro de, a:l.re,

del liqmdo y el caupo eleotrostatioo en la.sona de emulsionado;

oy
‘ puoio entra el material y el baio de compos:.o:.on liguida en el ‘sector
_ iglectrostatico en ol sector de emulsionado correspondiente al aparato -

. 20 . -

;llevar a’cabo el invento.

{las f1g'u.ras 1-3, un matenal fotogriﬁoo aislante, en este caso una pe

estd montado én una via'aisladora de la electricidad por medio de los

;planos diagra.mtiooa ad;;untos en los quet

La f:,gura 1 es una. v;sta en seccion vertical de una form de
la figura 25 o '

La fzgura 2 es’ una nsta en secczon horizontal del apa.ra.to,
tomada sobre la lfnea IC-II de 1a ﬁgura 1, habiendose omtido 1a o=

La f:\.gura 3 es um vista en detaue representando el menisco

La flgura 4 es una vista dlagmatma de una segunda forma de

aparato para el bax"xado de matenal fotografico;

Japarato similar' a'ar' réprésén’cado en dicha figura, pero con un mayor es- 1

de omulsionado; . A _— o -

‘La figura 7 es una nata en deta.lle que rapresenta el oampo -

e la figura 63

La.fiéxma 8 répx?egejjxf_a‘-mq _fﬁg@a"gdigc_iqngl de sperato para -

&1 los planos, las piezas de los d1stintos aparatos que Tef-
1iza.n igual funo:.on estan representsdas por los mismos nﬁmeros dfgitos
de refergncia..

Eaciendo r’eferénoia en prinoipio al aparate compreﬁdidb on. -
1fculs de tna.oetato 11, pasa so’bre un rodillo separa.dor 12aun rodi-

llllp de apoyo 13. Este rodillo de apoyo es un rodillo loeo de metal que

" le figura 5 os u_na vis{ta disgramitica.de un aparato de contag

La figura 6 es una vista correspondiente a la figura 1 de un .

n
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cojinetes 14-15. El rodillo de apoyo est§ situado sobre un bafio 16 de

una emulsion fotOgrafica sensible a la luz 16 contenida en uns cubeta

17. Existen dispOSitivos (no representados en 1as flguras) para mantg

:nsr ol nivel de. la emulsidn 16 constsnte. La caps aplicads del 1fqui-
'do del baifio es oalibrada por una cuchilla de chorro de gire 18 que di
_rige un 50plo do aire no turbulonto contra el material .baBado por la
'emulslén. Para regular el groser de 1a capa se utilizan variaciones ~
~9n:el volumen de aire, presiﬁp y £ngulo de incidencia. Posteriormente

la pelicula‘il es conducida sobre rodillos locos 19 y 20 a una seccidn

de secado. -

Li oubeta metdlica de baﬁadpjl7, ¥ por tanto la emulsifn -

~contenida en ellay y la cuchilla de:chorro de aire esfén coriectados &

tierra,‘miéntrda'&ue el rodillo de apoyo sishnte 13 se halls conscte~
do a un terminal de la toma de salida de una fuente de energia 21, E1
otro terminal de dioha fuente queda conectado a tierra. '

Al prinoipio.del’ btﬁado, uo establecs un menisco o relieve
de liquldo entre la sugerficze del tafio 16 y el material en el punto

inferior del rodillo 13.'El ‘espacio existente entre el rodillu ¥yila -

' jsuperfioie del bafio- o8 aquel que’ permita el mantenimiento oonstante -

- del- menisco ‘por tensién de superficie entre el 1£quido ¥ ol material

8 rpvesti:. No obstqnte, 1a dife:enaia,denxenslon que aplica la fuen~
te de energfa 21 entre el rodillo 13 y el bafio de emulsién produce un

campo electrostdtico, represshtado por las 1fneas de trazos 22, gue ~

I atraviesan el material 11, en este campo aumenta el area de contacto

entre la superficie del material y la capa de emulsiBn‘ls, como queda
indicado por las 1fneas de puntos 23 y 24, oqmo.és£~mismo aumenta la
adhesidn entre la emulgién ¥ la cita@a sqpefficipl(Figura-3).

Bl campo electrostatice que'atravieéa el soporte del mbte==

,iiél para’la emulsidn realiza una accidn favoraple en la neutralizae

‘0idn de cualquier cargs que pudiera aparecer dentro y sobre la super-

-
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fzoie del mtenal 11 ¥ haoe que sea inneoesario montar el rodillo 13

- oon preoismn absoluta respecto e.l nivel de 1s. emulaion an el bafio.
Muohos de los agen‘bes distribuidores y-materias adhesivas -

usados comunmente ‘on amulsiones fctograﬁcas pueden omitiree 8in que

por eso inﬂnya 6.e manera. desventajosa sobre las caractenatzoas de -

flujo de la emulsi&n liquida, y ¥y& 1n0-son necesarios para obtener una

o perfecta adhesividad de la emulszon sobre la peliculs. En algunoe o8-

sos, cuando no se desea alcanzu' 1a velocldad méxina posible de emul-

sionado,- o8 posible alcancar una completa d:.stribuoion mediante la -

E :a.dicoion de agentes d1stnbu1dores & la emulsidn liquida.

fomaelon de la capa por mdio del aparato descrito ha -
sido exanmada por md:.o de fotografias a alta velocidad. Se pudo com
probar que el reheve de la. emulsidn era ‘de una estabilidad extreme ¥y

lo que es mas, que dmho relieve era considerablemente mis grueso que efl

, formado sin canpo electrioo. Lunque el relieve do la emulsé.&n o3 mis -

' grueao, el grosor final de la ocapa no es necesariamente mas grueso por

qua 1a cuchilla de ehon-o de aire puede quitar mde emuls:.on.

1le fuente de enorgia 21 puede ser cuslquier suministro de co
rriente al&otrioo o electrénico, capsz de uuministrar voltajee con fre
cuencias q_ua ,aloancon, por ojemplo,; en corriente' oqntinua 1()7 cmloa,
¥ .con valores"si'tuados entre los 50 ¥ 1000 voltios. Pstos valores no -

son limitativos pudiénaose a.plioar volta;]es nds elevados, tomandoc en -

_consideraeion, ne obstante, que no se debe dar lugsr a la formacidn de

arco o ionizacién: entre el rodillo de apoyo ¥ el suninistro de emul- -
sidn o eh'ouarlquierotr'o lugar del aparato. '

El voltaje de la fuente de energfa 21 puede experimentar li-

‘ geras "variaciones 8in afectar el procesoc de omulaionadb, pero dichas -

Variacioms no dobon ser gra.ndes si se quiere que ‘no aparezoan varia--

leiones nade deseables en el grosor de emuls:onado._

La corriente que tiens que ‘ser suministrada por las fuentes
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-de energf& es mmr vaja; puss'to que. no s:d.ste un cirou:tto eerrado. 1a
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| disperei&n de corrionte que existu en los aulmtes ¥ las oorrientes '
que aparooan motivadas por -~trast'omos en 01 os.npo -eleotroetaﬁoo a -
: causa de laa oargas estati.cas en’ el ma‘oeri.al fotografmo, y por cual-
-‘-quier oa.rga de ;Las prop:.edades d:.el‘otncas del material, no exoeden

'an la pr&ctica. do un total ae 10 uul.

La fuente de energia 21 puade consistir en- un simple trans-

) formador de separacién conecta.do a la red prineipal, seguido de un -;

roctificador de metal, tm Piltro suavizador' y una rgsistencia on S@wm
Tie; en un suministro de flu:'u.d'o eétabilizado_ en forma slectrénica ca-
p&zv de- sumj.xiistrp.i-. voliajes que puseden se;r.' cambiad'os dentio de unos -
lfm.{tas évx‘tensos:o'n: "f'orm.a odi';tinuada o ea;:alonada; o en un garx.éradom"
L.F o B.F. | | R |

En al caso de qus se aplique una diferencla potencial de o

rtiente continua, el rodilld 13 puede ser puesto en positivo © negati

.\_ro chn re_speoto al qummatro de emulsi&n. o obstante, en algunps oa

808, .una polaridad dada produce unos i'esulﬁdos ligeramente mejores =

que el polo opuas{:o, y la eleoci&n correocta del polo adecuado tiens -

que aer determinada pox ensayoe précticos.
S COmo se represents en la figura 2, la 1ongitud del rodillo

13 es i:lgeramenta menor que el ancho de la pal:fcula. il y los lados mag_'

’ gmales del mater:lal sobresalen de los extremos opuastos del rodillo.
El ancho de las porcionos marginales salientes alcanza unos milfme:broe.

{ Dichas porcipnes'marginales evitan que la onulsidn 1fquida se pongs en

contasto cox;la‘suparfi‘cio .del rbdiilo' 13 y que se establezca en conse
ocuencia una. via conductoras entre el rodillo ¥y la emulsi6n, que darfa -
lugar a una ca{da en la diferencia ds - potencial © tensién ¥ por consx-_
guiente a u.n trastorno -en el menisco, y que seria causa de deiterioro -

del matenal fotografico debld.o a la formaoi&x de velo como resultado

de ls corriente eléctrica. Otra ventaja de la caracteristica ocitada es
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1 sién. Por consiguiente el desperdicio de emulsi&n en loa margenes del

. tividad da superﬁcie inferior a 109 ohm/cuadrados, es preferible uti-

“rila emuls:.on en el baiio, que ha de mantenerse por efecto de tensidn de

“ ina, cuyo otro terminal esta coneétadq & la cubeta 17 que contiene el ba

‘Ifio de emulsidén. a cubeta 17 y el rodillo de metal 28 tienen tomas & -

-12 -

l\L 'Q O)é’ Z

"que el campo olectrostitico se, extiende poco, si lo hace, & las cita-T|
das porciones marginales del material fotogréfico y por consiguiente,

en comparaci6n, apenas si dichas posrciones marginales’ recogen enul- ~

material, que después ban de cortarse, queda i‘educido al mfnimo. Bl -
sector bai’iado do la superﬁcie del material fotogrifico esta Tepresen
tado en la figura 2 como un seotor sombreado 26,

B metodo descrito eon relacién 8 les figuras 1 a 3 sze adap-
ta 8 19 aplioac:.on g!e capas de composicionea 1fquidas sobre papel, po
1listireno, polietilex;o tereftéla‘bo, y'otro's materiales con una resis—
tj.ﬁdﬁd de‘s-upe:fioie superior a 107 ohm/oﬁadrafdbs. |

81 befiar con emulsidn materiales no aiélantes oon una resis

llzar aparatos en los que un rodillo de apoyo, que forma un electrodo
en el sestor de emulsionado, esita’ reoubierto por un material aislante.
En 1a ﬁgura 4 se rapresenta um aparato que incorpora esta caracter{a-
ti.oa. Bl rodillo de apoyo 13 estﬁ provisto de una toma a tierra ¥ una
capa puhda de "Toflon" 27, La altura del redillo con relacidn a la su
perf:wie del baﬁo do la emulai&n 16 es‘b‘ a:justada de manera que permi—

ta la formaci&n de un nenisoo entre el soporte 11 N4 la anperficie de -

sugerfz.o:.e. El rochllo 13 esta montado en una via aislada de la co- -

rriente y estd coneqtado a una. fuente de energia 21 de’ oorriente alter

tierra. Bl grosor final de la caps de eémulsidn, en 1la incorporacidén -
presénte, esﬁ regulkadoA p.or un rodillo de acero ;noxidable 28 montado
 una distancia fijada de la periferia del rodillo de apoyo 13

La pr5ctxoa ha demostrado que para splzoar una capa de emul-

isién en un material relat1va.monte buen oonductm', por e:jemplo la apli- |-
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reensible a8 la luz que hs sido aplicada momentos antes, ° la aplicae—

'gro negativo, las frecuencias superiores a 10.000 ciclos dan muy bue-

.plo adioional, otro aparato da pruebae empled un rodillo metdiico 13
{ con un didmetro de 100 milimetros y se le proveyé de una capa 3181809
te de P.V.C. de un grosor de 1 milimetro. Dicho revestzmiento se rea-

:1126 pasando sobro el rodillo un encamisade de P.V.C. suave, colocan-

‘ vestim1ento quedd perfectamente adherido a la perlferla del rodillo.

- la caps de emulszan se regula por medio de una cuchilla doctor 32. De
"tacuerdo con el 1nvento, un elemento conductor 31, consistente en una ~

- I'varra de cobre, se coloca a una distancis de unos cuantos milimetros -

',bre el ancho total del material 11, sobre pooo més © mencs, y su longi

~ ftud iguala la del rodillo da emulsionado 29.

fotografzco. Este . campo eléctrico neutraliza las distribuciones de car-

-13 -

cecidn de una oapa anti—tensz6n en una cape de emulsidn panoromdtios

cién de ung emulsién fotogréfloa en una capa de substrato de grafito

conductor de la aleatrzozdad de una pelicula para cine en blanco y ne-

nos resultados. ‘ »
Se pueden‘uéiiizaf muohds materiales para el aislaniento ps
Ta un rodillo que forma eleotrodo y el revest;mxento de "Teflon" usa=

do en el caso del aparato de 1a figura 4 o3 solo un ejemplo. Cono ojem

do el rodmllo on un horno a una temperatura de 80%C hasta que el re—

El epéarato representado en Ia figura 5 es similar en formas -~
baszca al conocldo aparato de oontacto ¥y oomprende uwn rodillo de emul-
sionado parcialmente sumergido en el bafio 16 de la emulsién lfquida. -
El material a emulszonar 11 se pone en contacto con la parte superior

del rodillo 29 ¥ es conducide alrededor del rodillo 30, Bl grosor de =~

sobre el rodille de emulaionédo 29, La Barra mencicnada se extiende sg

La fuente de energza 21 estd coneotada entre 1s citada barra

i la cubeta'l? qus tiene toma a_tierra, paTa estableoar un campo elec—

troetétloo entre la barra 31 y el rodillo 29 para atravesar el material
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gas tanto encima como dentro del material y perfecciona la adherencxa

de l1a emulsién. Inc:tdentalmen_te, el mencionado campo también aumenta

de manera ligera 01 &rea de 6ontact‘o-entre 1a emulsién y ol matorial

'en el ‘Sector situado entre el rodillo 29 y la superﬁcle ‘del material.

’ Puesto que no existe un contacto directo entre la barra 31

'y el mterial 11, no e, puede produc:.r una v:.a de conduccidn entre el

ro(hllo da apoy0'29 y dicha barra, y- por tanto, 1a presente aplieaclon

1 del invento 86 adapta también para el emuls:onado de matenales condug

tores. La cantidad de emnlsién depositada en los lados marginales del

matemal puede reducirse haciendo la barra 31 1igeramente mas corta -

que e]‘.y ancho del naterial. -41'9mulsionaf materiales de anchos dxfare.x_x.

‘hea no es'nééesario c'amﬁiar' ‘elv *rodillb ‘29; lo'ﬁni-'co necesario es ele-

' ‘g:.r una ba.rra 31 apropiada al anoho a8 cada: naterial. .

A oontinuaoién se h.ace referencm a las figuras 6y 7. En el |

. a.parato repreeentado en estas f:.guras el bafio de emulsidn 16 se mantie
ne a wn mvel constante én forma substanc:.al oonduoiendo la emuls;on -
. al dap631to 17 por medio de un crificio. d.e entrada 317, descargando la.

‘lemulsidn por el rebosadoro 36_ al orificio de salida 38. En contraste —

con los métodos convencionales de emulsionado por meniscb'y con el mé-

| todo deserito representado por la figura 1, el espao:.o hbre entre el

~rodillo de apoyo B yel nivel de la emulsidn en la cubeta 17 excede -

al espaoio on el que podria mantenerse un menisco por efeoto de ton- -
sion de suporficie entre la superfioza del baiio y 8l material.

‘De aouerdo con el presente invanto, utilizando el aparato de )

lla figura '3 8o memtiene un menisco entre el bano de 'la.emulsién 15 y -

el material 11, oomo ‘80 representa en la figura. 7, por medio de una =~

: ~f,uen1'/e de energis ,elé@zipa. Bl oampo- electrostitico atraviesa el mate

lIrial 11 .y'olv'intemlq :de aire, entre el material y la emulsidn, y un

?eiiéva_ de I{qhido a8 l.i'terélmeni;g agpirado haciz el material como re-

}a_féislenta'n. -1a‘a’ 1ineaa 23 y 24 de ‘la“f.igura Te
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El orden de magnitud adaptablo dol intervalo entre el bafio

i
n
A"

A b A

- de enmls:;ﬁn y el material depend.e en. primer lugar de la diferencia de
voltaje que 88 .aplique. En el ourso de una pruebs efectiva, el inter-

valo llego a2 mm., ¥y la diferencia potencial fué de 1000 voltios, co

’ rriente continue-

SG.cqnpro‘bS'gue‘el' nivel de la emulaién podfa varier ligera
mente sin perturbé.r 'e‘l proceso de emulgionado. Afn una ligera agits—
oién del suministro de emulsion, causada por nbraoionea, no produjo
n:lngﬁn efecto adverso en la cahdad del emuls:.cmdo.

La fuente de energfa en el aparato, de acuerdo oon la figu-

' ra 6, -puede aplicar gonvsnientemente un voltaje del orden de 500 a

3.000 voltioe en do:_rriente‘ coidgim;a ¢ alterna, con frecuencias de has

ta 107 oiolos'. Bstos linite's.n.o son en modo aig\mo &{ticba. las poww

’quenas vamaoiones de valta;;e en la energla de salida son permisibles

rero no d.abo olvidarse que las- variaczones de voltaae por encima de -

w cierto lg.mite darén lugap a veriaciones en el _g_rosor de ‘1a capa, -

1o que' puede ser ug".inomveﬁiente ‘en los casos en que no haya calibra

Je posté;'ior por '.i_)edio de .una ocuchilla da aire o un ddctor. Bl citado

calibraje ro es ssencial en la 'aplica;:ién del invenio puesio que el -

_voltaje aplicado puede ser usado para regular el @osor de la capa de

eumlsi&n.

Del gusmo modo que en el método desorito por medio de la fi-
gura 1', el aparato repr_esentadoven ls figura 6 se puede usar de la ma
ﬁ;ra dsgcﬂté para el omulsionado_ de material cén'un ancho superior a
1a 16r;g1tu§ de un rodillo 13, sobiésaliendo log lados marginal'és del
maierial. de los eﬁremm del rodillo. Puesto que la formecidn del re~
lieve d§ 'emuleionadopn ~e§t’e_ rétodo depen&a de la ;irouncia de un came

o eleetroatétioo ¥y 8ste se halla confina&o en forma substancial en-—

?tre los extremos del rod.:.uo, no se adhiez'e emulsidn a las poroiones

marginalea asl material. a
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"sos ¥ suscejtibies a absorber la composicidn de emulsién o si tienen

'se utilizando el aparato representddo en la figura 4, perc oon la mo-

4 lizar el invento oon esé aparato se avez‘figué que un potencial de baja

v freo{xe’ncia de 8,000 V ~ 6 ke era sajnti.sfactorio con un intervalo de Smm

E].Aespaoib de los rodillos 13 y 34" o8 mayor al.necesario i)ara que la -

dispositivo de calibraje o suavizado y el grosor ‘de 1a ‘capa se regula
 casi por completo por la veloocided de carrers del material y por el -~

‘vdltéje -aplicados Es ob-vio» que la utilizacién del aparato repre-sentado

I que pudieran ocurrir en el nivel de la emulsidu en la cubeta 17 no = -

- ! afectarfan la operacién de emulsionado. 4dn mds, la abertura entre los

dé los demds sparatos descritos, la cubeta de Yafiado asf como las dends

Si ‘los nateriales fotogi‘éﬁcoe que han de baflarse son poro-

}nhereuté una resistividad de superficie beja, digamos inferior a 10°
Vohn/cgadrados,. "y pueda haber lugar a una cqrri,ent;eléotrica oon dis-
ieréién del campo eleotrostitico, el aparato d§~ la figura 6 se puede
u~tiiiza; s.{ el rodill'o' 13 se re’en;plaza! por un rodillo con-revestimie_g
tb aislante y.#i se usa-una fuente de enmsrgia de C.A.

De ascuerdeé con el invento ei nétodo en éi qus el relieve de

enulsionado depende de un campo elsctrostdtico puede también realizar

dificacifn de que el espacio enire el bafio de la emulsidn y el rodi— -
1lo 13 se establéoe en exceso de aquel minimo necesaric para formar —

un relieve,deamulsiona&o on ausencia de un campo eldotrico. Para rez

entre 1a superficie de la emulsién y €l rodillo de apoyo 13.
En la figura 8 se representa un asparato en el que el menig=
00 33 se forma entre el material y un rodillo 34 que eleva la emulsién

en uha capa 35 desde el bafio de la enmulgién = la zona de emulsionado. A

emulaibn formars un pun'nte en ausencia de un campo eleotrostitico man~

_te-nido por la fuente 21 de potencial eléctrico. Este aparato carece de

en la figura 8 tiene lal‘ ventaja 4¢ que las variaciones considerables -

rodillos 13 ¥ 34 no tiene que ajuétarée oon precisiln. Come en el caso
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Ticients, digamos del orden de, sl menos, 1
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“piezas del aparato estén conectadas 8 tlerra para gue el eribado pro=-=

- 17 -

tector del rodillec 13 se rea.hce de un modo muy sencillo.

Se hara evidente que las méquinas de menisco existentes pue

den modificarse ocon facilidad para poder adz.ptar el presente invento.

Las modifiocaciones necesarias incluyen el aislamiento de.cojinetes -
del rodillo de apoyo, la coneﬁén do este rodillo a una fuente de ener
gla eléctr:ca-por pedio de un fle;e de contacto y el ajuste apropiado
de 1a distancia entre emulsidn v material'a emulsionar.

- Bl invento se ha descrito em forma particular para la apli-
cacién de capas de emulsiones fotogridfiocas. Se pone de relieve, no -
obstante, que el imren;bo no se limita al bafiade de uateriales fotogrd
ficos, si-no que puede ser empleado pars la aplicacién de todo tipo -
de composiciones 1fquidas que posean una conductividad especifica su-
020 obms por cc.

El invento puede también usarse en la Industria de la Foto-

grafia para la aplicaoién de'oapas no sensibles a la luz, por ejémplot

{| capas anti-tensién, capas anti~halo y capas de filtro de color, y en

1a produccidn de material de registro eleetrbfoﬁogréfico ¥ termofoto-

grafico, para la aplicacién de 8xido de cino y capas similares fotocon

‘dudtoras o la aplicacién de.capas termosensibles. El invento puede =

también utilizarse ﬁara formar oapés receptoras de imagen, en la pro-

dugcién de materiales receptores de imagen, para uso en los procesos

de traslado de difusifén de haluro de plata, para formar capas conduc—
toras de electrioidad con.buenés p;opiedédes de aislamiento en ;a pPIQ
duccidn de materiales electrostdticos de regietro, para la formacidn -
de capas en hanﬁasAen la broduccién de.peliculas foﬁqgréficas en ban-

das para uso en el hrocaso de reproduccidn fotomecdnica, para la for-

. Amaoiézi de capas magnéticas en la produccidn de cintas: magnetofﬁnicas,

' para la aplicacién de capas sustztutlvas, para la. fomaci6n de capas

en la produccion de pelfcula ‘de rayos-x, ¥ para la splicacidn de plas-
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tlcos y resinas en fibras plasticas flexibles u otros materiales.
Debe ontendorss que ‘el invento puede aplicarse a otros apa-
ratos diatintos .8 los desentos anteriormente. Esos otros aparatos -

son los de rodille invver—tldo en los que el rodillo_ aplicador, emn ocon~

“traste con el rodillo 34 descrito en relacidn con la figura 8, girs -

en direccidn ‘opv;xesia a la dql avance dgl méterial; los aparatos de -~
aplicacidn de.caims de‘b f;)tograbado en los que el bafio i_g traslada de
las celd"zllas de un ¢ilindro de 'foiogm‘nado sl material, etc.

En resunen, Ia Patente de Invenc:.én que se solicita, recae—
ré. so’bre las szguientast .

- REM@IOACIONES -

1.~ Un método de aphpar una capa de‘ composicién lfquida a -

., m iuaterial.y 'aparato'pax"a/ su puesta en préctica en cuyo método el 1f-

quido se eleva hacia ¢l material en un sector gque se extiends en for—

ma latera.l con respecto al mterial mentras éste pasa por dicho sec~
tor y mentras 8. mant:.ene una dli’erenoia potencial eléctrics entre La
oomposioién lfquida, que pasa por ene sector, ¥ un elemento o piega ~
que estd pr6ximo o en contacto con el lado ocpuesto del meterial.

2.- Un metodo conforme a 1a reivindicacidn 1, en el que se

mantiene un sumhistro d.e lé composicidén 1fquids en una posicidn por -

bajo y espaciada del mater:.al en aicho sector de bafiado, y por el que

dicha composicion i‘orma un menisoo entre gsa poeioxén ¥ el material.

" 3e=~"Un método ‘conforme & la re:.vind:cac:.on 2, en el que la -

: «composicion l:tquida o8 suministrads a un recipiente yel citado menis~

8o se ezt:.ende entre el. material y el nivel de 1a.composicidn en ese -

‘Hrecipientes

4~ Un nétodo conforme a las' reivindicaciones 2 y 3, en el -
que'"lé distencia de prominencis del me'nivsco o8 tal que el menisco se =
mantiene por .efectos de tensidn de superficie solamente, independients

mente de los efectos del potencial eléotricoe
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que depende de un campo electrostitico.:

. oha fuente de energia y el suministro de oomposioion 1fquida tienen -

Taicaciones usado paras la aplicacién ‘de capas de emulsién fotogréfica a

un material que comprende -dispositivos para e;Atrahsporte de dichos ma

tacto con el material por medio de un menisco que se forma por efecto

-19 - ' =8 4

cofo2i

5.~ Un método conforme a las reivindicaciones 2 o 3, en el

que la distancia de prominencia del menisc§ es tal que este menisco ~

no se mantiene por efecto de la tqnsién de superficie solamente sino

6. Un método conforms & cualquiera de las reivindicaciones
antariores; en el que el citado eleﬁehto o pieza, que se halla préxi-
mo o en contactoe don el lado opuesto del material, comprende un rodi-
1lo que fcrma electrodo.;
7= Un metodovcohforme a la reivindidacién 6; en el que el
mencionado rodillp“lleva una égpa exterior aislante que se ane en -
contacto con el material yla citada diferencia potencial se maitiene
por una fuente de energza de G.A._ )

8.- Uh método conforme a cualqu1era de las reivindicaciones
precedentas, en el que un termdnal de una fuente de potencial eléctri
co se ocnacta con dicho elemento ° pieza; qua'se halla préximo o en ~
contacto con el lado opueato del material, y el otro terminal de i
tomas & tierra.. i
. 9+~ Un método conforme & cualquiera de las reivindicaciones
antariores;.eﬁ”ei que'hn caﬁpo eleotrostétioo qwé straviesa ol mate—
rial queda oonfinado entre 1fmi tes laterales que dejan excluidos por-
ciones merginales del materials

10z~ Uh nétodo conforne a oualquiera de las citadas reivin-

un material.'

- Aparato para aplicar una capa de eomjoaioiBn 1fquida & -
teria}es; dispositivos para mentener un suministro de 1lfgquido en con—

de la tensidn de Bupérficie, y disposiﬁivos para mantener un campo =
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electrostﬁtico que atraviesa el material y el espacio en el que se -

-forma dicho menisco, suplementsndo los efectos de tensién de superfi-

cie ﬁara aumentar el tamafio del menisco y bacer mayor 8l drea de con-
tacto del paterial. '

12.~ A}j)ara.to para 1s aplicacﬁﬂ de capaé de composiciones -
lfquidas, q.ue comprende dispositivos para el transporte de los mate=w—
riales, disposit'ivos iaara mantener un.suministro de 1iquido en una e

sicidn cercana y por bajo del material y dispositivos para mantener -

un oRmpo eleotrostitico que atraviesa el material ¥ la aberturs entre

el material y-dicha posicidn y mantiene un menisco en el liguido en -
esa abertura durante ¢l recorrido del material.

13.~ 8o reiv'ipd.ioa por Gltimo como objeto sobre el que ha -

-de Tecaer la Patente de Invenciln que se éolicita: “UN -METODO DE APLY

CAR UNA CAPA DE COMPOSICION LIQUIDA A UN MATERTAL Y .APARA'N PARA SU -

PUESTA EN PRACTICA".

Todo ccnforme queda descri.to ¥ reivindicado en la presente

Memoria desonptiva que consta de veinte piginas meoanograﬁ.adas ¥y 43

bujos adjuntos. -

Madrid, 8 de Julic de 1.964

ALFONSO UNGRIA
.Popc o
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